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REGLAMENTO DE LA BIENAL

REQUISITOS DE LAS OBRAS

{1} Bajo la clasificacion de “grabado” se comprendera toda obra grafica a color o
en blanco y negro, hecha en su totalided o en su mayor parte mediante procedi-
miento manual, y que corresponda & las técnicas de grifica en relieve (xilografia,
lindleo u otros materiales), intaglio (aguafuerte, puntaseca, acquatinta, barniz
blando, mezzotinta, etc.), planografia (litografia), estarcido (serigrafia), o a cual-
quier otro procedimiento mixto o multiple aceptado.

(2) Es indispensable que las obras sean multiejemplares originales, de tirada limi-
tada, y que estén firmadas por o artista: se excluyen monotipos y dibujos. Las
reproducciones no serdn aceptadas.

(3)  Ningln participante podrd someter més de tres obras, que deberén haber sido
realizadas durante los Gltimos dos aflos, (1970-1972), v cuyss dimensione no
excederan de 75 X 100 cm.

REQUISITOS DE LOSPARTICIPANTES

{4) Podra participar en la Bienal todo artista nacido en un pafs latinoamericano o
de la region del Caribe (prescindiendo de su actual residencial, o extranjero
(prescindiendo de su nacionalidad) que haya residido en alguno de dichos paises
durante los Gltimos diez afos, y que —en cualquiera de los dos casos— haya sido
invitado a participar en la Exposicién por la Comisiéon Organizadora de la misma,

(6) Las invitaciones las hard la Comisidn Organizadora con & ssesoramiento de la
Comision Comsuitiva de la Bienal, cuyos miembros tendrén derecho a proponer
listas de los artistas gque consideren deben ser invitados.
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JURADO INTERNACIONAL

Witold Skulics Presidente de la Biernal Internacional
del Grabado de Cracowvia, Polonia

Luis Gonzalez Robles Director de Exposiciones de Espafia
Emilio Elena Director de la Bienal de/ Grabado de Chile
Mark Berkowitz Critico de arte del Brasil
Rafael Squirru Critico de arte de la Argentina
Ernesto J. Ruiz de la Matta Critico de arte de San Juan, Puerto Rico

A, Hyatt Mayor Presidente, Hispanic Society, New York




CONDESO, Ordando
(Peru)
Nacio en 1947 en Lima. Cursd estudios en la Escuda de Artes Visuales de dicha ciudad. Ha expuesto én

la Galeria del Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Lima, donde recibio premio, v én la Ex-
posicion de Grabadores Peruanos (1968). Participd en la Primera Bienal del Grabado Latinoamericano de

San Juan.
113 5000000 AROS, 1971, medo mixto, 33 X 82
114 AFTER TRUSTING 1971, medio mixto, 43 X 59

115, AND A4 EMPTY .. 1971 medio mixio, 35 X 47

COPELLO, Francisco
(Chile)

Nacid en 1938 en Santiago de Chile. Cursd estudios en la Academia de Bellas Artes de Florencia y en of
Pratt Institute de Mueva York. Ha expuesto en México, Nueva York, Washington, Santiago de Chile,
Montevideo, Uruguay v Lima. Premios del Museo de Brooklyn v de la Academia de Florencia,

116. ULTIMA CENA, serigrafia, 50.5 X 95
117, SIN TITULO I, serigrafia, 46 X 58
118 SIN TITULD I, serigralis, 43 X &2 ..




PATROCINADORES

La Comision Organizadora de la Segunds Bienal de San Juan del Grabado
Latincamericano agradece la ayuda econdmica que para hacer posible la

Exposicion han sportado numerosas personas v entidades, cuya némina, a la
fecha de la apertura de la Exposicion es la siguiente:

Fundacion Angel Ramos
Dofla Rosario Ferréd de Trigo
The Royal Bank of Canada
Banco Mercantil de Puerto Rico
Bufete de abogados de Rivera Zayas, Rivera Cestero y Rias
E.H. Gutiérrez Enterprises
José E. Alegria Associates
Cabrer Stores
Fundacidn Fonalledss
Commonwealth Ol
C. Haussler Company
Puerto Rican Cement
Banco de Economias y Préstamos
Caguas Federal Savings & Loan Associstion
Bacard/ Corporation
Departamento de Estado de Puerto Rico

First National City Bank of New York
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